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Egte invento se refiers a la eatabi-
lizacidn de polimeros y mis concretamente a la es~
tabilizacidén por medio de ciertos complejos de me-
tal derivados de oximas aromiticas conteniendo gru-

5 pos fendlicos.
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Se ha descubierto que los complejos de
ciertos meteles y de clertas oximas aromiticas con-
teniendo grupos hidroxil fendlicos en los que ge
forme un anillo de quelato conteniendo el Atomo del

S5 oxigeno del grupo hidroxil fenblico, el &tomo del
nitrbzeno del grupo de oxima y el metal son estabi~
lizadores valiosos para polimeros contra la degrala-
cidn por la luz.

Este invento ofrece un procedimiento

10, para la estabilizacién de polimeros contra la accién
de la 1uz gue incorporad polimero un complejo de
gquelato de niquel, cobalto o cromo con una oxima
aromdtica conteniendo un grupo hidroxil fendlico.

Dentro de los polimeros gque pueden ger

15. eotabilizados con este procedimiento se pueden men-
cionar, por ejempp, poliolefinas tales como polieti-
leno, polipropileno y poli~4-metilpent~l-eno, poli-
meros tales -como cloruro polivinilo, poliformaldehido,
vy polimeros de condsnsacidn tales como poliamidas,

20, por ejemplo, polihexametilenocadipamida.

] complejo de quelato puede ser in-
corporafo al polimero de una manera corriente, por
ojenplo, disolviendo el complejo de guelato en un
disolvente de baja temperatura de ebullicidn y, des~

25, pués de haber mezolado bien la solucidn con el po-
1f{mero en forma de polvo, evaporando el disolvente;
o por medio de mezela mecanica; o por extrusidn.

Bl coumplejo de quelato debs esbar pre-
sente en el polimero en una propercidén de 0,01 a

30. 5%, y preferiblemente de 0,2 a 1%, en peso del po-
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1fmero.

E1 complejo de quelato pusde mer usado
8010 o conjuntamente con ofros aditivos normales a
los polimeros, por ejemplo, antioxidantes tales co=
mo compusstos fendlicos, sales de metal o ésteres
de Acido fiodipropiénico, gulfurog dialquilos, sales
o &ateres de dialquilditiocarbamaios, Acido dialguil-
ditiofoaférico o sales o ésteres del mismo, fostitos
o tiofosfitos de alguilo o arilo, sales o Esteres de
oxi~ 0 tiodcidos de fbsforo, o ésteres de 4cido bb-
rico, absorventes de luz ultravicleta, jabones,
plastificadores, agentes antiestiticos, pigmentos,
tintes y carges.

La incorporacidn de los compuestos de
gquslato del invento proporclona un considerable aumen-
t0 en la resistencia del polimero a la degradacidn
por 1la Juz. En muchos casos, la estabilidad de este
modo proporcionads no se ve significantemente redu~
cida por tratemientos tales como el lavado del poli-
mero estabilizado.

Como oximas aromiticas de las cuales se
derivan los complejos de quelato se pueden menclonar
las oximas de compuestos de carbonilo del tipo, »nor
ejemplo, Ar.CO.Y gue se caracteriza en que Ar es un
radical aromitico tal como fenil,o¢ o (3 -naftil que
1leva un grupo hidroxil fenbdlico en la posicibn orto
al grupo carbonll y puede llevar, opcionalmente,
otros substituyentes tales como un grupo hidrocar—
buro, por ejemplo, un gsrupo alguilo tal como metilo,

igopropllo o tere~butilo, nonilo, laurilo o terc.-oc-
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tilo, o{-metilciclohexilo o fenilo, un &tomo de ha-
16geno tal como cloro, un grupo alcoxi tal como me-~
toxi u octiloxi, o un grupo nitro, y en que Y es un
4tomo de hidrdgeno o un radical hidrocerburo substi-

De tuido opcionalmente, tal como un grupo alquilo por
gjemplo metilo, o0 f3-hidroxietilo, un grupo ciclo-
alquilo, por ejemplo, ciclohexilo, o un radical aro-
mbtico, por ejemplo, fenilo, o - o (3 -naftilo, fenilo
substituido tal como hidroxifenilo, o un radical he=-

10. terociclico tal como furilo, piridilo o tienilo.

Bl grupo hidroxi fendlico y el grupo
de la oxima deben ezter situados de tal forma gue
la quelacidn sea posible; el Atomo del metal reem-
plazando al 4tomo de hidrdgeno del grupo hidroxil

15 fendlico y estando quelatado con el Atomo de nitrd-
geno del grupo de la oxima. E] grupo hidroxil pueds,
por ejemplo, estar en posicidn orto al punto de
unidn del anillo aromitico del grupo carbouil del cual
ge deriva el grupo de la oxims y la oxima en confi-
20, guracidén sin con respecto a T,

En general se obtienen los mejores efec—
tog de estabilizacidn mediante el ugo de complejos
de quelato derivados de cetoximas mejor que de al-
doximas, por ejemplo de oximas obtenidas de compues—

25. tos de carbonilo del tipo Ar.C0.Y sn 21 que Y no es
un Atomo de hidrbdgeno, y particularments de cetoxi-
nas derivadag de un compuesto de carbonilo en el
que Y es alifdtico o cicloalifitico, por ejempld
elquilo o cicloalquilo. Bn general también se ob-

30, tiene la mejor estabilizacidn egpecialmente cuando Y
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eg elegida de entre uno de los grupos de clases
preferidas, mediante el uso de oximas derivadans
de compuestos de cavbonilo de la Férmula Ar.CO.Y
caracterizados porque Ar es un nficleo de fenil
subatituldo con hidroxil en lugar de, por ejemplo,
un nficleo de naf+il substitufdo con hidroxil.

Se obtiens una estabilizacibn partict-
larmente efectiva mediante el uso de complejos de
quelato de cobalto y, especislmente, de niquel.

En los complejos de guelabo usados en
el procediniento del invento, una proporeidn del
idn del metal estd asociado con un nimero, igual a
1a valencia del metal, de proporciones molecularss
del 1igendo (esto es, 1la moldeula de oxima de la que
ga ha desprendido un Atomo de hidrdgeno).

Bjemplos de complejos de quelato que pue-
den ser usados son bi-couplejos de niguel, tri-comple-
jos de cromo y tri-complejos de cobalto de sim-metil
2-hidroxi-4-metilfenil cetoximas, sim-fenil 2-hldroxi-
~4=hiopboxifenil cetoxima, sin-2-hidroxinaftliladoxima,
gim~metil 2-hidroxinaftil ce%oxima, gin=-metil 2-hi-
droxi~S-metilfenil cetoxima y sin-metil-2-hidroxi-5-
nitrofenil cetoxima.

Algunos de los complejos de guelato de
sspecial valor en el procedimlento del invento, son
nusvos compuestos y representan una caracteristica
més del invento como nuevas composiciones de comple-
jos de quelato de niguel, coballto o cromo con ceto-

ximas aromidticas conteniendo un grupo hidroxil fe-

ndlico.
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Los complejos de quelato pueden ser

- proparados por medio de cualguiera de 1os medilos

corrientes empleados en la manufactura de comple-
Jos de guelato en éeneral. Por ejemplo, se hace
regccionar una solucibn de una sal del metal con la
oxima aromdtica en proporeiones apropiadas, de tal
modo gue haya una relacién molar de oxima respecto
a la sal del metal aproximadamente iguzal a la va-
lencia del metal en la sal. La reaceidn se lleva a
cebo, preferiblemente, en un dioolvente tal como
etanol o agua; la mezcla de reaccidn se calentard
si fuese necesario. El complejo de quelato g2 aisla
entonces de una manera corriente, por ejemplo, por
filtracidn en el caso corrients en gue es Ingoluble
en el disolvente.

Lag gales apropiadas para ser usadas
en la preparacidn del complejo de quelato son el
acetato, cloruro, sulfato o nitrato. En aguellos
casos en los gue no se puede user convenientemente
una sal apropiada del metal en el estado de valen-
cia deseado, la sal puede ser preparada in situ par-
tiendo de una sal del metal en otro estado de valen-
cia, se usan sales de cobalto en presencla de perdxi~
do de hidrdgeno para proporcionar tri-complejos de
cobalto.

Bn el procedimiento del invento se pue-
den usar dos o més complejos de guelato conjuntamen-
te y, particularmente cuando se derivan de metales
diferentes tales como niquel y cobalto, pueden surtir

un efecto ginérgico que conduce a una mayor estabi-
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1lidad del polimero.
31 invento estd ilustrado, pero no li-
mitado, por los siguientes Ejemplos en los cuales
todas las partes y porcentajes son en peso.
Se Ejemplo 1 -
Se mezcla polipropileno con 0,15 de
1,1, 3=trig=(2~me til~4-hidroxi-5=terc.~butilfenil)
butano, 0,5% de tiodipropionato Ge dilamrilo, 0,45
agtearato de calcio y 0,2-0,5% de complejo de metal ¥
10. g2 hila a 1952C, Los hilados se exponen entonces g la
luz de un arco de xendn de 1000 watios y las regis-
tencias a la accidn de la luz se determinan después
de varios periodos de exposicidn y se comparan con
log regultados obtenidos usando un estabilizador co-
154 mercial de rayos ultravioleta (2-hidroxi-4-octiloxi-
benzofenona) .
Los resultados se ven en la Tabla I.

TABL A T

Botabllizador Conc. % de resiatencia a la
accidn de la luz deg-
puds de 874 horas.

sim-me$11 2-hidroxi-4~me 0,5% 100
tilfenil cetoxima de niguel
" 0,2% 83
9~Hidroxi-4i-o0cH11be nzo~fenona 0,5% 64
20, Log complejos de guelabto usados agqul se

preparan del modo signiente:
Se afiade una solucidn de 24,8 partes
de acetato de niquel en 500 parteg de etanol 2 una

golucidn de 33 partes de sim-metil-2-hidroxi-4-metil-
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fenil cetoxima en 90 partes de etanol. El complejo
de niquel se precipita inmediatamente. Le mezcla de‘
reacclén se calienta al punto de ebullicidn duranﬁé-f
une hora y después de enfriarla se separa el proddé4
to por medio de filtro, se lava entoneces con éO par-
tes de etanol y se seca. Se obtiensn 37 partes de
complejo de niquel. .

Ios complejos de quelato también se pue-
den preparar con sulfato de niquel y la sal sédica
de_2-hidroxi;4~metilfenil cetoxima en agua, alslén-
dose el complejo insoluble como se indica mis arriba.

Los complejos de niguel usados en los
slguientes ejemplos se pusden preparar pof cualgnie-
ra de los procedimientos descritos mis arriba.

En o) caso de los tri-complejos de cobal-
to se puede utilizar el siguiente procedimiento gene-
ral:

Se mezcla una golucidn de 8,3 partes de
acetato de cobalto en 160 partes de metanol con una
solucidn de 16,5 partes de sim~metil 2-hidroxi-5-me
tilfenil cetoximg en 100 partes de metanol. Se afia-
den lentemente 10 partes de perdxido de hidrdgeno
acuoso (100 volfmenes) y se calienta la solucidn
hasta el punto de ebullicién y se mantiene en esta
temperatura durante 18 horas. Ia solucibn se enfria
¥ por medio de un filtro ge alsla el complejo inso-
luble, se lava con metanol y se seca a 1002C,

Sjemplo 2 -
Se mezela el polipropileno, como en el

ejemplo 1, con 0,1% de 1,1,3~tris(2-metil-4-hidroxi-
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~5-terc.~butilfenil) butano, 0,5% de iso-octilfosfito
de difenilo (mezcla 4A) o 0,5% tritiofosfito de tri-
laurilo (mezcla B), 0,5% de aim—metil-z-hidroxi—4;' A
metilfenil cetoxima de niquel y 0,4% de ostearato - -
de calcio y se hlla a 1952C. Los hilados se ex-
ponen &l arco de xendn como se ha dicho antes.

% de resistencia a 1la accibn

de la 1uz después de 874
horag

Mezcla A 100
VMezcla B 88

Ejemplo } -

Se mezcla el polipropilsno con 0,1% de
1,1, 3~tris(2-metil-4-hidroxi~5-4-butilfenil)butano,
0,5% de tritiofosfito de trilaurilo, 0,4% de esteara-
to de ecaleio y 0,5% de estabilizador y se.hila a
2102C y se estira en una proporcién de 4:1. Los hi-
1ad65 resultantes se exponen entonces a una léupara
de arco de zenbn de 1000 watlos o a la luz del dia
bajo crigtale. La tenscidad media de los hilados, de-
finida como resistencia a la traceidn (gm./den.) X %
de extensibn hasta el punto de rompimiento X 2 X 10"2,

se determind entes y después de la exposicidm.
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TABL A IT

Egtabilizador % de resistencia 9 semanas

despuds de 900 de exp

ogicidn’

horas de exposi~ a la luz del-

eidn al arco de dia
xendn
Ninguno 20 47
o-Hidroxi-4-octiloxi- :
benzofenona 32 49 -
big(sim~metil-2-hidroxi-
J-metilfenil cetoxima) -
de niquel 73 82

Ljemplo 4 -
Se mezcla el polipropileno con O,
1,1,3-tris=(2-netil=-4~hidroxi=5=t~butilfenil)

0,5% de tiodipropionato de dilaurilo de 0,4%

1% de
butano,

de

estearato de caleio y 0,5% de egtabilizador, y se

hila a 225%C. y se estira en una proporcién d
Tos hilados resullbantes se expone

ces o un arco de xenbn de 1000 watios y a la

e 4:1.
n enton—-

luz del

dia bajo ocristal. Ta tenacidad medls de los hilados,

definida como regigtencia a la traccién (gm./den.)

X % de extensibén hasta el punto de rotura X 2

X 1072,

ge determind entes y después de la exposicidn.
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TABL A III

Egtabilizador % de resistencis
después de 600 ho
res de exposicidn
al arco de xenbn

Ninguno 13,3

2-hidroxi-4~octiloxi-
benzmofenona 24,1

bis(gim~metil 2-hidro-
xi=-5-metilfenil ceboxi
ma de niguel 86,5

bis(gim~-metil 2-hidroxi-
b-clorofenil cetoxima de
niquel 69,7

bis(sim~metil 2-hidroxi-5-
nitrofenil cetoxima) de
niquel 44,7

bis(gim-fenil 2~hidroxi-
5-clorofeni), cetoxima) de
niquel 56,2

big(gim-me+il 2-hidroxi-
naftil cetoximg de niquel 37,1

Ejemplo 5 -

68 dias de
exposlcidn
a la luz del
dla :

13
69
61

10

34

16

Se mezcla el polipropileno con 0,1% de

1,1, 3~tris-(2-metil-4-hidroxi~-5-t-butilfenil)butano,

0,4% de estearato de calcio, 0,5% de un degcompone—

dor de perdxzido de hidrégeno y 0,5% de estabilizador,

se hila a 1902 y se estira en una proporcién de 8:1.

Log hilados resultantgs pe exponen en-

tonces al aire libre en basbidores inclinados en un

dngulo de 452 pegpecto a la vertical, orientados al

Sur, en Florida.



-12-
TABLA IV

Establilizador Disgregador de % de resisteﬁéia
peroxido de después de 4
hidrégeno meses '

bis(sin-metil 2-hidroxi~ tiodipropionato de .93
4-metilfenil cetoxima) dilaurilo
de niguel

" igo=o0ctil fosfito de

. difenilo 93 .

" tritiofosfito de tri- v

~ lgurilo 50 ’
2~Hidroxi-4~octiloxi- " 40
benzofenona -

Eiemplo 6 -

Se mezcla el polipropileno con 0,1% de
bls(sim-metil 2-hidroxi-4-metilfenil cetoxima) de
5. niquel, 0,25% de descomponedor de perdxido de hidrd-
geno y 0,4% de estearato de calecio, y se hila a
1902C. con una proporcidén de estiramiento de 8:l.
Los.hilados resultantes se exponen e una lémpara de

arco de xendn de 1000 watios; las resigtenclas a la

10, traceidn se han medido entes y después de la exposi~

cidn.
PABLA Y
Descomponedor de perdxido % dé regigtencia des-
de hidrdceno - pués de 269 horas de
exposicidn

15. Tiodipropionato de dilaurilo 45
Tritiofosfito de trilaurilo 43
dibutil ditiocarbamato de cinc 87

di-imopropilditiofosfato de cine 60
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Eiemplo 7 -

Se mezcla el polipropileno con 0,1%
de 1,1,3-tris(2-metil-4~hidroxi~5~-t-butilfenil)butano,
0,5% de tiodipropionato de dilaurilo,0,4% de estea~t
rato de caleio y 0,5% de estabilizador, se hila a
1908G. eatiridndolo a 4:1l. Los hllados resultantes se
expénen a una ldmpara de arco de xendn de 1000 watios;
las reglstencias a 1la traccibn gz determinaron antes

¥y despuds dd la exposicibn.
TABLA VI

Estabilizador % de registencia
despuds de 787 horas
de expogicidn

trig(gsalicilaldoxima) de

cobalto (4) 43
ble(sallecilaldoxima) de

niquel (B) 61
0,25% de A + 0,25% do B 67

Bjemplo 8 -

Se mezela el polipropileno con 0,1%
de 1,1,3-tris(2-metil-4~hidroxi=5~t-butilfenil)bu~
tano, 0,5% de tlodipropionato de dilaurilo, 0,4%
de estearato de calcio y 0,5% de estabilizador,
se hila a 2252C, con un estiramiento de 4:1l. Los
hilados resul%antes ge exponen entonces & una
lémpara de arco de xenbén de 1000 watios; la resis-
tencia media de Los hilados se determind antes y

despuds de la expogicidn.
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TABLA VII

Botabilizador UV % de resistencia despuds
de 600 horas de exposi-

_¢lén :

big(sin~metil 2~hidroxi-4~metilfe -

nil cetoxima) de niquel 52,8

tris(sim-me til~2-hidroxi-4~metil-

fenil cetoxima) de cromo 29,2

tris(gin~metil 2-hidroxi~5-cloro-

fonil cetoxima) de cromo 18,1

Control sin estsbilizadores 13,3

Bl tris(sim-metil 2-hidroxi-4-metilfenil-
cetoxima) de cromo se he prepsrado calentando a 1002C
y removiendo durante 18 horas una mezcla de 24,8 par-
teg de gim-metil 2~hidroxi-4-metilfenil cetoxinma,
5,65 partes de cloruro de cromo (hexahidrato) y 50
partes de urea. Degpués de enfriarlo se obtiene el
complejo de quelato por filtracidn, en forma de pol-
vo, se lava bien con agua y se seca a 602C,

Por medio de un procedimienté gimilar
se prepare el tris(sim-metil 2-hidroxi-5-clorofenil
cetoxina) @e cromo con la correspondiente cetoxing.
Bjemplo 9 -

Se replte el procedimiento del ejemplo 7
ugando los estabilizaﬁoreslque se relaclonan é con~
tinuacidn. Les retenciones de resistencls se deter—

minaron después de 458 horas de exposicilén.
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TABTL A VIII

Estabilizador % de retencién de resis-
tencia

pig(aim-metil 2-hidroxl-4-metilfe~

nil cetoxima) de niquel 89

bis(sim-metil 2,4-dihidroxifenil

cetoxima) de niquel ' 26

bis(gim-metil 2-hidroxi-3-t-butil-

5-metllfenil cetoxime de niguel 82

bis(gim-Ffenil 2-hidroxi-5-clorofe-

nil cetoxima) de niquel 32

Ejemnlo 10 =

Se repite el procedimiento del ejemplo 9

ugando los estabilizadores que se relacionan = conti-

nuacidne

TABL A IX

Egtabilizador -

big(sin-metil 2-hidroxi-4~
metilfenil cetoxima) de niguel

bis(sim-metil 2-hidroxi-5-
metilfenil cetoxima) de niquel

bis(sim-metil 2-hidroxifenil
cetoxima) de niquel

Ejemplo 11 =~

% de retencidn
de regigtencia

95

76

92

)

Unag pelfculas de polipropileno (0,127

mm de espesor) conteniendo 0,5% de estabilizador,

0,5% de tiodipropionato de dilaurilo y 0,1% de

1,1, 3~tris~(2~t-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)-butano

ge gumergen en tricloroetileno a la temperatura am-

bilente varias veces. La concentracidn de estabiliza~

dor que queda en el poliproplilenc se regula por me-

dio de espectrog de absorcidn ultravioleta, mldiéndo-
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se las densidades dpticas al méximo de este esta-
bilizador. Los resultados demuestran la mayor re-
gistencia al lavado de los complejos de niguel so-

bre un estabillzador ultravioleta comercilal.

5e TABL A X
Egtabilizador nax. X(m}ﬂ Densidad &ptica después Dengided Sp-

de immersidn durante giea de fon-

0 min. 5 min. 10mine.

bis(gim-Ffenil 4~dodecil-
oxi~2-hidroxifenil oceto- -
Xima de niquel 380 0065 0.66 0070 00'3

big(sin-fenil 4-heptil-
oxi~2-hidroxifenil ceto-

xima) de niquel 380 0.83 0,63 0.53 0.3
2-hidroxi~4eoctiloxiben~ '
zofenona 325 1.9 0e3 - 0.15

El enterior Ejemplo 9 se repite con el
estabilizador de complejo de niguel usado arriba.
TABLA XI

. Egtabilizador % de retencidn de registencia después de
exposicién a une lémpara de arco de xendn
de 1000 watios durante

513 horas 782 horag

bis(sim-fenil 4-dodeclloxi=
2-hidroxifenil cetoxima
de niquel 64 53

big(gim-fenil 4-hoptiloxi-2-
hidroxi-fenil cetoxima) de -
niquel 79 © 63
Ejemplo 12 -
10. Se mide la resistencia a la extraccibén
de log hilados de polipropileno conteniendo 0,5% de
estabilizador, 0,5% de tiodipropionato de dilaurilo

0,1% de 1,1,3-tris(2-metil-4~hidroxi-5-t~butilfenil)-
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butano y 0,4% de estearato de caleio fijando 1la

egtabilizacibén resldual, segin se indica por la re~
gigtencla a la traccidén retenida después de la ex-
posicibn al arco de xendn, despuds de los tratamien-
tos de lavado que se indican a continuacidn.
Ejemplo 12 - '

Se mide la resistencia a la extracoldn
de los hilados de.polipropileno conteniendo 0,%%
de estabilizador, 0,5% de tiodiproplonato de dilau~
rilo, 0,1% de 1,1,3-tris(2-metil-4~hidroxi~5-t-butil-
fonil)buteno y 0,4% de estearato de calelo fijando
la estabilizacldén residual, segin se indica por la
resigtencia a la tracoildn retenida después de la
exposiclidén al arco de xendn, degpuds de los trata-
mientos de lavado que se indican a continuacibn.
(a) Un lavedo de 20 minutos en una soluclédn
acoga de un condensado de §xido alquilfenol/etilenc
(2 go/1.) a 608C, aclarando con agua.
(b) Una inmersidn de 30 minutos en tricloro-
etileno, y aclarado.

Los esgtabilizadores usados sond

A: bis(sim-metil 2-hidroxi~4~metilfenil-
cetoxima)de niquel

B: 2-hidroxi-4-octlloxibenzmofenona
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TABTL A XIT

Tratamiento | Estabilizador | Resistencia a la traccidn (en g./
denier),después de 1la exposicign
a una lémpara de arco ds xendn de
1000 watios.
156 horas 344 horas
4100 4250
Ninguno 4300 3250
4450 4200
(a) 4200 2400
4100 2000
(v) 3650 1150
Ejemplo 13 -
Se mezcla polihexametilenocadipamida
conteniendo 2% de diéxido de titsnio con 0,1% de
5e egtabilizador, 0,05% de 1,1,3~tris(2-metil-4-hi-
droxi-5-t-butilfenil)butano y 0,1% de tritiofos-
fito de trilaurilo y se hila en una hilera por
gravedad. A los hilados resultantes se les 44
un tratemiento de acabado comercial tipico (fije~
10. cibn al calor a 200°C durante 30 segundos en un

tren de rodillos ﬁa’hilado; decoloracidén por clo-
rito y limpieza por bisulfito) y se les expone a
una lémpara de arco de xenén de 100 watios durante

24 horas, mididndose la resistencia de los hilados




10.

15.

-19-~
. 1330,
a la traccidn antes y despuds dd la exBosicidn.
TABLA XIIT
Egtabilizador % de pdrdida en resistencla

bis( sim~motil~-2=hidroxi=4~
metilfenil cetoxima) de

niguel 35,8
2=-hidroxi-4~3-octiloxi-
benzofenons 36,4

0,005% de acetato mangenoso
(estabilizador usado comer—
ciglments) 43,5

Ejemplo 14 -

Se mezcla poli-4-metilpentenoc~1 con
0,5% de estabilizador, 0,25% de 2,6-di-t~butil-4-
metilfenol y 0,25% de 3,5~di-t~butil=-4-hidroxi~
benzil-di-n-octadecilfosfonato y se extruye a
28020, Entonces, unasg placas grussas de 0,5 mm
ge exponen a una limpara de arco de xendn de 1000
watlog. E]l tiempo en horas necesario para abgorber
0,1% de oxigeno se determina mediante mediciones
egpectroscdpicas infrarrojas del ritmo de forma-
cidn de zrupos carbonilo sezln se vé por las ban—
das de abgorcidn carbonil.

TABL A XIV

Esgtabilizador Horas

Ninguno 700
2-hidroxi-4-octiloxibenzofenona 950

2-hidroxi~bis(sin~metil-2=-hidroxi-
4~metilfenil cetoxima) 1300
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Ejemplo 15 -
Se mezclan 100 partes de cloruro de

polivinilo con 2 partes de un estabilizador comer-
clal egtaflo-tioalquilo, 1 parte de palmitato de

5e etilo, (un lubricante) y 0,1 parte de estabidize-
dor. Se modelan unag planchés a 1502 y @8 exponen .
a la luz del dia bajo cristal. El camblo de colon
se mide con 1a esoala Standard Wool Blus (B.S,. 10065
1955) que tiene una clasificacién de 1-8, 1 es el

10. mayor cambio y 8 el minimo cambio de color.

TABL A XV

Estabilizador Olagificacién del cambio
de_coplor
Ninguno 5
bis(gim-metil 2~-hidroxi-4- -
metilfenil- cetoxima) de nigquel 7
Ejemplo 16 =

Se.mezelan 100 partes de cloruré de
polivinilo coﬁ 4 partes de fosfito dibdsico de
15 plomo, 1 parte de palmitato de etilo y 0,1 parte
de estabilizador. Se moldean las planchas a 1502C
y se exponen a la luz del dfa bajo cristal, coméar

réndoge el cambio de color con la escala Standard

Wool Blue.
20. TABLA XVI
Bgtabilizador Clasificacidén del cambio
e X de_color
Ninguno 5=6

big(sim-metil~2-hidroxi-4~-
metilfenll cetoxima) de niguel 7
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Desgerita suficlentemente la natura-
leza del invento, gel como la menera de realizarlo
en la préctice, debe hacerse constar que las dlg-
posiclones anteriormente indicadas son susceptibles
de modificaciones de detalle en cuanto no alteren
su principio fundamental. También se hace conatar gue
el invento corresponde & una Solicitud de Patente
presentada en Inglaterra n? 44655/65 de 21 de octubre
de 1.965, que fud completada el 10 de octubre de 1966,
acogiéndose, por lo tanto, a los beneficios que con=-
ceden los Convenios Internacionales en vigor, sien-
do lo que constituye la esencia del referido inven-
td ¥y por 1o que se solicita Patente de Invencidén por
20 afios en Egpafia: "PROCEDIMIENTO PARA ESTABILIZAR
POLIMEROS CONTRA;LA.ACGION DE LA IUZ"; caracterizén~
dose por lo siguiente: )

12 - Procedimiento para estabilizar po-
1imeros contra la accidn de la luz, caracterizado
porgue se incorpora a los polimeros un complejo de
guelato de niquel, cobalto o cromo con una oxima
aromédtica conteniendo un grubo hidroxil fenblico.

28 - Procedimiento segln la reivindi~
cacldn 18, caracterizado porque el polimero es poli-
propileno, poli-4-metilpenteno 1, cloruro de poli~-
vinilo o polismida.

38 - Procedimiento seglin las reivindi~
caciones 18 g 228, caracterizado porgue el complejo

de quelato, tal como un complejo de niquel o de otrg

metal, se incorpora gl polimero en una proporciédn
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de 0,01 & 5%, y preferiblemente de 0,2 a 1,0%, en
peso del polimero.

48 ~ Procedimiento segin las reivindica-
ciones 12 a 38, caraoter?zado porque también se in-
corpora @l polimero un sntioxidante, un agente de
gbsorcibén de luz ultravioleta, jabén, plastificadozr, -
un agente antiestdtico, tinte, carga u otros aditi-
vos corrientes.

58 - Procedimiento segin las reivindi~
caciones 18 a 42, caracterizado porque la oximé aro-
mética es una gim-oxima derivada de un compuesto
carbonil de £érmula Ar.CO.Y en la que Ar es un re-
dicel aromético gue lleva un grupo hidroxil fend-
lico en una posicidn orto respecto a aquella en la
que el grupo carbonil fué unido, e ¥ es un atomo
de hidrbgeno u, opcionalmente, un grupo hidrocar-
buro substituido,

8 ~ Procedimiento segln la reivindica-
cidn 58, caracterizado porque el radical aromitico
es un radical fenilo.

78 - Procedimiento segln la reivindice-
cién 52 o 68, caracterizado porque el radical aromé-
tlco lleva como substit&yente nn grupo alcoxi, un
hidrocarburo o un Atomo de cloro.

85 - Procedimiento segln las reivindi-
caciones 58-72, caracterizado porque ¥ es un grupo
alifdtico o cicloalifitico.

g - Proéedimiento, segln reivindice~
cibn 18, caracterizado porgue el complejo de guelato

se obtiene por la interaceidén émn un. disolvente, de
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una sel de niquel, cobalto o cromo con ung gim-
cetoxima aromdtica conteniendo un grupo hidroxil
fenblico en una posicidn orto respecto a aguella
en que v4 unido el grupo carbonilo, forméndose una
gal de cobalto in gitu.

108 - Procedimiento para estobilizer
polimeros contra la accldn de la 1luz, tal y como
queda subgtancialmente descrito en la presente le-
moria.

Egta Memorif] consta de veintitrés hojas

OV praRns sajusl
* EtPV Elemebs B trezrivdae 2rla
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